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BE  INSTITUTO FEDERAL

BE® DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLOGIA
BE Riodelaneiro

Ministério da Educacgéao
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacao Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro — IFRJ Diretoria

Relacdo de candidatos aptos que solicitaram o certificado de conclusdo do Ensino Médio através do exame ENCCEJA a esta

Instituicéo.

Adjunta de Gestéo, Registro e Acompanhamento Académico

UNIDADE CERTIFICADORA

NOME

CPF

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

ALESSANDRA APARECIDA GERONYMO

*** 3589740**

CAMPUS AVANCADO

ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO

**X 4457752%*

RESENDE

CAMPUS AVANCADO  |ANA BEATRIZ TEIXEIRA DOS REIS *%% 7459722%*
RESENDE

CAMPUS AVANCADO | ARTHUR DA SILVA NARCISO *%% 4530750%*
RESENDE

CAMPUS AVANCADO  |CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUSA *%% 1452770%*
RESENDE

CAMPUS AVANCADO  |CHRISTIAN LEE PEREIRA MELLO *** 5436736
RESENDE

CAMPUS AVANCADO  |CINTIA EFIGENIO DA SILVA *%% 453)719%*
RESENDE

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

CLAYTON CARVALHO COSTA

*** 8597736**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

CLEVERSON CABRAL DA SILVA

*xk 2835755%*

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

DOUGLAS RICARDO DA SILVA

**% 1715789**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

FABIO ALVES FIRMO DA SILVA

**X 6527778**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

FILIPE BRUNO SOARES GARCIA

*xk 2016777**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

JAILSON FERNANDES SILVA

**% 6026702**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

JANETE EFIGENIO DA SILVA GUIMARAES

*xk 815799**
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CAMPUS AVANCADO

JESAINE APARECIDA BELEM FELICIO AUGUSTO

*xk 7492761%*

RESENDE

CAMPUS AVANGADO ~ VESSICA APARECIDA GABRIEL BICHACO k% 6375707
RESENDE

CAMPUS AVANGADO  JOAO VANIO PINTO DA SILVA *%% 5909790**
RESENDE

CAMPUS AVANCADO  JOAO VICTOR FAUSTINO DE CARVALHO *%* 3700769**
RESENDE

CAMPUS AVANGADO  |LARISSA LIMA DO NASCIMENTO *%% 3834708**
RESENDE

CAMPUS AVANCADO  |LEANDRA HELENA DOS REIS TEIXEIRA *%% 0191784**
RESENDE

CAMPUS AVANGADO  |LEONARDO DIAS MARQUES FEITOSA %% D8A4786**
RESENDE

CAMPUS AVANGADO  |[MAICON RODRIGUES DA SILVA %% 4650750**
RESENDE

CAMPUS AVANGADO  [MARLUCIA BENTO DE CARVALHO GUIMARAES %% 7394784%*
RESENDE

CAMPUS AVANGADO  |MIKATSU VERDE TANAKA %% 7951713%*
RESENDE

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

NELIANE DE SOUSA FARIA

*xX 4604724**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

PAULA LOUREIRO PRELOG

*** 8341880**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

RAFAEL MASSANORI RODRIGUES TAKAMATSU

*#* 5960708**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

RUDY CAIO TANEGUTI CLAUDINO DOS SANTOS

*** 5901899**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

SABRINA RODRIGUES COUTINHO

*x*.8269700**

CAMPUS AVANCADO
RESENDE

SARA QUEZIA FREITAS DE OLIVEIRA

*** 3383784**

IFRJ — DGA http://portal.ifrj.edu.br/encceja - Publicado em 08/09/2022



about:blank

[ 11 | Ministério da Educacgéao

B INSTITUTO FEDERAL Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica

BE® DE EDUCACAOD, CIENCIA ETECNOLOGIA |nstituto Federal de Educac8o Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro — IFRJ Diretoria
WE  Riodejaneiro Adjunta de Gest&o, Registro e Acompanhamento Académico

CAMPUS AVANGCADO | TATIANE OLIVEIRA SANTOS *A% 9711793**
RESENDE

CAMPUS AVANCADO | THAMIRES BENAQUI CORTAT DA SILVA *Ak 6721737**
RESENDE

CAMPUS AVANCADO | VILLY JULIUS FERREIRA DOS SANTOS *Ak 7828727**
RESENDE

Resende, 08 de setembro de 2022.
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